
※ご参加の方は、ご出席の確認のため、当日お名刺をお持ちください。
※この申込による個人情報を基に、当日のご案内の他、後日のセミナー及び講演会情報をご提供する
場合があります。
※個人情報の開示・訂正・削除を求められた場合は、速やかに適切な処理を行います。

お申込み
下記URL又はＱＲコードから
(申込締切：２月９日（金）まで)

トピック１

知っておきたい、最近の商標・意匠裁判例
～制度概要や今後の改正も踏まえて～

トピック２

会社に役立つ海外商標・意匠Ｑ＆Ａ
～企業目線のトピックからＱ＆Ａをご紹介～

トピック３

生成ＡＩと知的財産
～生成ＡＩの現状と著作権・商標権・意匠権～

※終了後17時頃まで、個別のご相談・ご質問のお時間がございます。

参
加
費
無
料

日時：令和６年２月２９日
（木曜日）

13:30～16:40
（受付 13:00より）

場所：TKPガーデンシティ
PREMIUM広島駅前

５Ｆ「ミーティングルーム５B」

https://www.kashikaigishitsu.net/facilit
ys/gcp-hiroshima-ekimae/

広島県広島市南区大須賀町13-9
TEL 082-569-9018
（ＪＲ山陽本線 広島駅 南口 徒歩2分）

https://www.saegusa-pat.co.jp/2402
hiroshimaseminar/

若しくは、

trademark@saegusa-pat.co.jp
まで、御社名・ご参加者様氏名を
ご記載のうえ、お申し込みください。

https://www.saegusa-pat.co.jp/2402hiroshimaseminar/
mailto:trademark@saegusa-pat.co.jp
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-hiroshima-ekimae/
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-hiroshima-ekimae/

